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一种显示基板的制造方法，包括：在基底的下表面上形成像素限定层，
以限定像素区域;在像素限定层的下表面上形成间隔物;在隔离物下方设置
掩模板;沿着平行于基底下表面的第一方向移动蒸发源，以在像素区域中
形成有机发光层。当蒸发源开始在像素区域中形成有机发光层时，间隔
物和掩模板不会阻挡蒸发区域的第一边界。此外，当蒸发源停止在像素
区域中形成有机发光层时，间隔物和掩模板不会阻挡蒸发区域的第二边
界。


